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(54) PHƯƠNG PHÁP TẠO LÕI
(57)  Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo lõi trong đó các dấu nhận dạng khác nhau có 
thể dễ dàng được tạo nên trên các lõi tương ứng. Phương pháp tạo lõi bao gồm bước thứ 
nhất, bước thứ hai và bước thứ ba. Trong bước thứ nhất, chi tiết lõi dạng khối (20) được 
tạo ra bằng cách sử dụng cát phủ nhựa (RCS). Chi tiết lõi (20) có bề mặt mà dấu nhận dạng 
(15) có chức năng nhận dạng riêng rẽ được tạo nên trên đó. Trong bước thứ hai, chi tiết lõi 
(20) được tạo ra trong bước thứ nhất được thiết đặt tại vị trí định trước trong khoang (31) 
của khuôn kim loại (30) được sử dụng để tạo lõi (10) sao cho dấu nhận dạng (15) được để 
lộ ra trên bề mặt lõi (10) được tạo ra. Trong bước thứ ba, khoang (31) được điền đầy RCS 
sau khi chi tiết lõi (20) đã được thiết đặt trong khoang (31) trong bước thứ hai, bằng cách 
ấy tạo ra lõi (10).
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